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内容概要

干式陶瓷表面技术是涉及材料、机械、光、电等学科交叉的一个边缘学科，也是当今高新技术领域的
一个分支。
它对社会的经济、环境以及技术的提升和产品的换代起着十分重要的保障和促进作用。
　　本书较全面地介绍了各种干式陶瓷表面技术，如各种陶瓷沉积、高能束陶瓷合金化与熔覆以及热
喷涂等工艺及其装备的有关内容，侧重于相关技术应用内容的论述和分析。
本书还扼要介绍了表面检测分析技术及其仪器的内容，以供对涂层分析研究时参考。
全书共分7章，包括概论、陶瓷PVD、陶瓷CVD、能束陶瓷合金化及熔覆、陶瓷电火花表面涂敷和高
温自蔓延合成、陶瓷热喷涂以及表面分析和测试等章节。
 　　本书可供航空、航天、机械、材料、冶金等学科及高新技术领域的科技研究和应用人员参考，也
可供上述学科的高等院校的教师和研究生阅读。
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编辑推荐

　　本书是一部关于陶瓷技术的指导用书，内容涉及概论、陶瓷PVD、陶瓷CVD、能束表面陶瓷合金
化和熔覆、陶瓷热喷涂、陶瓷电火花涂敷与自蔓延高温合成等，适合陶瓷专业技术人员参考学习。
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